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Wynalazek niniejszy dotyczy dwuczlo-
nowych stempli zwlaszcza do wytrzymy-
wania wielkich obciazen przy matlej podat-
nosci, np. do obudowy, w ktérej do ustala-
nia dwéch czlonéw stosuje si¢ klin za po-
§rednictwem obrotowego sworznia, znajdu-
jacego oparcie w komorze klinowej. Stem-
pel jest wykonany tak, ze w zlaczu klino-
wym zachodzi nie tylko naprezenie lecz
réwniez i hamowanie, a mianowicie pochy-
tosci klina sa tak strome, ze samorzutne
hamowanie zachodzi zawsze, a wigc nieza-
leznie od okolicznosci przypadkowych.

Wada naprezenia i hamowania zlacza
klinowego polega na tym, ze klin ustalaja-
cy jest zawsze mocno naprezony, a wiec i
przy rozbieraniu stempla, wskutek czego

stempel mozna obluZni¢ tylko z najwicgk-
szym wysitkiem, a czgsto obluznienie nie
jest w ogole mozliwe. Wady tej unika sie
wedlug wynalazku w ten sposéb, ze stosu-
je si¢ kolejno dwie znane mozliwosci ob-
luzniania. W tym celu komora klinowa
stempla jest wykonana tak, Ze za pomoca
chomata moze byé podtrzymywana zupel-
nie w sztywnym polozeniu i nie ustgpuje
pod naciskiem, w razie zas potrzeby wyje-
cia stempla przy pomocy wlaczonego na-
rzadu mozna obluzni¢ te komore rozszerza-
jac ja tak, ze obciazony klin moze byé wy-
jety przy uzyciu stosunkowo niewielkiej si-
ty. Klin jest zaopatrzony w odpowiednie
otwory, ulatwiajace wyciaganie z komory
klinowej, np. w postaci uzebionej po-
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wierzchni zewnetrznej klina, pozwalajacej
na kilkakrotne wkladanie dzwigni.

Stesowanie ﬂolﬁe‘ine;_ obu elementsw do
obluzZniania stemple* jest-szczegélnie waz-
ne, gdyz przy wielkim nacisku skal czesci
stempla sa wcisniete jedna w druga tak
mocno, ze w ogble tylko po uprzednim roz-
szerzeniu komory klinowej w kierunku po-
przecznym klin moze byé wyjety przy uzy-
ciu prostej dzwigni. W ten sposéb obciaze-
nie stempla mozna zwigkszyé w takim
stopniu, ze beda uwzglednione wszystkie
wymagania, stawiane stemplom, oraz umo-
zliwione atwe obluznianie stempla- w celu
jego wyjecia.

Znany jest stempel, wytrzymujacy
wielkie obciazenia, w ktérym klin zelazny
jest umieszczony w komorze, polaczonej ze
stemplem. Komora ta tworzy przy tym
czg$¢, polaczona sztywno ze stemplem,
wskutek czego stempel, pozostajacy pod
wielkim obcigzeniem, zakleszcza klin tak
mocno, Ze przy wyjmowaniu stempla klin
moze byé wybity tylko wskutek stosowania
wickszego wysitku i dtugich dzwigni. Od-
zyskiwanie stempla w tych warunkach przy
wickszym nakladzie wysitku stanowi jed-
nak dla zajetych przy tym gérnikéw wiel-
kie niebezpieczeristwo z tego wzgledu, ze
strop, podparty bardzo wytrzymalymi
stemplami, latwo peka, zasypujac wzgled-
nie raniac gérnikéw, czego mozna uniknaé
stosujac stempel wedlug wynalazku.

Znane sa réwniez stemple, w ktorych
pomiedzy stemplami dolnym i klinowo u-
ksztaltowanym stemplem gérnym umiesz-
czony jest klin, oparty z jednej strony o
powierzchnig klinowa gérnego stempla, a 2
drugiej strony o plytke oporowa, osadzona
wahadtowo w chomacie stempla i opiera-
jaca si¢ na mimosrodowym trzpieniu.
Stempel ten rézni si¢ od stempla wedtug
wynalazku tym, ze ma podatny klin. Osa-
dzona wahadlowo ptytka oporowa razem
z bokami komory klinowej i umieszczonym
na plytce dziobem stanowi zamknieta

przestrzen, w ktérej podatny klin jest wsta-
wiony tak, iz przy jego $ciskaniu ksztalt
zasadniczy pozostaje w zasadzie zachowa-
ny i nadaje si¢ do ponownego uzytku. Aby
taki klin wyjaé z komory podczas rozbior-
ki stempli, przewidziany jest mimosrodo-
wy sworzeni, za pomoca ktérego plytka o-
porowa moze by¢ odsunigta tak daleko, ze
klin, wybijany od dotu, moze by¢ latwo u-
sunigty, wzglednie nawet moie wypasé
swobodnie. _

Na rysunku uwidoczniono przyklad wy-
konania wynalazku, przy czym fig. 1 i 2

-przedstawiajg widoki z przodu i z boku;

fig. 3 przedstawia przekréj podluzny ko-
mory klinowej z zamkiem zamknigtym, a
fig. 4 i 5 przedstawiaja zamek stempla w
stanie znacznie obluZnionym oraz calkowi-
cie obluznionym.

W dolnym stemplu a przesuwa sig kli-
nowaty gérny stempel b, ktéry posiada po-
chylenie okolo 1:40, a wraz z nim odpo-
wiednia glowica c, przystosowana do drew-
nianych lub zelaznych podkladek. Gérny
stempel posiada ksztalt skrzynki, co osig-
ga si¢ np. za pomoca dwéch jednakowych
potaczonych bokami i spawanych ceowni-
kéw, przy czym boki jednego ceownika sa
Scigte ukosnie odpowiednio do klinowego
ksztattu. Dolny stempel jest utworzony z
dwéch ceownikéw nastepnej wielkosci, a w
dolnej polowie ceowniki sa spojone styka-
jacymi si¢ bokami, tworzac réwniez skrzyn-
ke. W gornej polowie jeden z ceownikéw,
tworzacych dolny stempel, jest wygiety
najpierw tak, ze powstaje lekko klinowa
szczelina d, natomiast dalej ceownik jest
jeszcze wigcej wygiety, wobec czego po-
wstaje komora klinowa, ktéra obejmuje
chomato e ze sworzniem mimosrodowym f.

W komorze znajduje sig klin zelazny h,
ktéry swa tylna powierzchnig §lizga sie po
$rodniku g ceownika, wygigtego w postaci
klina, ktéry swa przednia powierzchnia o-
piera si¢ o klinowaty stempel gorny b za
posrednictwem narzadu odksztalcanego



wzglednie hamujacego (réwniez bezposre-
dnio swa gladka powierzchnia).

Sprezysta podatno$é komory klinowej,
uzyskana dzigki szczelinie d i przeciwsta-
wiajaca si¢ wciskaniu goérnego stempla b
do dolnego stempla a, jest przy tym ogra-
niczona za pomoca sworznia f, ktory jest
osadzony obrotowo w chomacie e, obejmu-
jacym gérny koniec dolnego stempla, i kto-
ry obraca si¢ mimosrodowo tak, ze stanowi
oparcie i umozliwia wskutek obrotu zweza-
nie lub rozszerzanie komory klinowej. Sro-
dnik g ceownika, opierajacy si¢ o sworzen
f, jest wzmocniony za pomoca przypojonej
plytki k. Aby po wyjeciu gornego stempla
klin h nie mégl zagubi¢ sie, jest on zabez-
pieczony za posrednictwem trzpienia n,
przesuwanego w szczelinie i umocowanego
w przedluzeniu m, co nie przeszkadza wy-
maganej swobodzie ruchéw klina h. Wre-
szcie klin na swej tylnej stronie, slizgaja-
cej sie w komorze klinowej, jest jeszcze
zaopatrzony w wycigcia o, aby przy uzyciu
dzwigni, ktéra opiera si¢ na poprzeczce p,
znajdujacej sie na palakowatym chomacie
e, mozna bylo wyjaé z komory klinowe;j.

Gdy gérny stempel jest podniesiony az
do stropu przy pomocy szczelin r w spo-
s6b, stosowany w stemplach Schwarza,
sworzen f przekreca sie w potozenie zamk-
nigcia (fig. 3), po czym wbija si¢ klin A,
zaleznie od zadanego napiecia poczatko-
wego. W miare wzrastania nacisku skal,
gorny stempel b wsuwa sie do dolnego
stempla a, pociagajac za soba klin h, kt6-
ry jest pociagany w mniejszym lub wigk-
szym stopniu zaleznie od poczatkowego
naprezenia. Gdy stempel ma byé wyjety,
to sworzen f nalezy obrécié powoli w po-

fozenie wedlug fig. 4, wskutek czego moz-
liwe jest stopniowe rozszerzenie komory
klinowej i tym samym uwolnienie stempla.

Przez dalszy obrét sworznia f do po-
tozenia wedlug fig. 5 osiaga sie to, ze ko-
mora klinowa rozszerza sie nieco, tak iz
najpierw nastgpuje obluZnienie czesci, na-
prezonych pod wplywem nacisku skal,
przy czym jednoczesnie zachodzi nieznacz-
ne zesunigcie si¢ stempla odpowiednio do
rozszerzenia, lecz pierwotny stan napreze-
nia nie powraca, gdyz potrzebny jest pe-
wien czas do pelnego wytworzenia si¢ tego
stanu. Wskutek zniesienia poczatkowego
naprezenia poszczegbélnych czesci klin A
bezposrednio po obluZnieniu mozna wysu-
na¢é z chomata klinowego przy pomocy ma-
tej dZwigni lub innych narzedzi pomocni-
czych, ktére posiada kazdy gérnik, np. diut-
ka, po czym stempel zesuwa si¢ tak, zeby
moégl byé wyijety.

Zastrzeienie patentowe.

Podatny stempel, posiadajgcy klinowa-
ty stempel gorny, ktéry jest zaciskany za

- pomocy klina zelaznego, umieszczonego na

osi stempla w duzej komorze klinowej
przy swobodnym naprezaniu samorzutnym,
zwlaszcza do wytrzymywania duzych ob-
ciaZenn przy nieznacznej podatnosci, zna-
mienny tym, ze posiada mimosrodowy swo-
rzefi do zwalniania klina, osadzony prosto-
padle do osi tego klina.

Hermann Schwarz
Kommanditgesellschaft.
Zastepca: I. Myszczynski,

rzecznik patentowy.
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